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ターデベロッパー、各種アニール装置などさまざまな分野にラインアップを展開する半導体製造装置の専門メ

ーカーです。（www.screen.co.jp/spe） 

■ imec 
imecはナノエレクトロニクス研究で世界をリードする研究機関です。imecは科学的知識に基づく技術革新を

目指し、情報通信・ヘルスケア・エネルギー技術について世界中の企業と共同研究を行っています。最先端の

研究施設に世界中から研究者が集まり、人類と持続可能な社会実現に貢献すべく研究開発を行っています。

imecはベルギー王国ルーベン市に本部を構え、ベルギー・オランダ・台湾・米国・中国・インド・日本に拠点

があります。670名以上の企業から派遣された研究者および客員研究員を含め、2,080名の研究者、スタッフ

が所属しています。2013年の収益は3.32億ユーロ。imecに関する詳しい情報は、（www.imec.be）をご覧

ください。最新の情報については、「月刊imec」に掲載されています。月刊imecはタブレットやスマートフ

ォンの専用アプリ（Apple iOS/Android）またはウェブサイトを通じてご覧いただけます。

（www.imec.be/imecmagazine ） 

imecは以下の法人活動を表す登録商標です。IMEC International（各国のIMECを統括するベルギー法人）、

imec Belgium（ベルギー・フランダース政府所管のNPO法人IMEC vzw）、imec the Netherlands（オラ

ンダ政府所管Holst Centreの一部であるIMEC Netherland）、imec Taiwan（IMEC Taiwan Co.）、imec 

China（IMEC Microelectronics (Shangai) Co. Ltd.）およびimec India（Imec India Private Limited） 
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Imec: Hanne Degans, External Communications Officer 

TEL： +32 16 28 17 69 E-mail：hanne.degans@imec.be 
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